
＜中国におけるハイテクパークの知財戦略＞ 第１小委員会

傳（三菱マテリアル） 山上（住友電装）、 熊坂（JFEテクノリサーチ） 、福味（ブリヂストン） 、毛利（リコー） 、馬場
（三菱重工業） 、妹尾（島津製作所） 、鄭（カルソニックカンセイ）

北京中関村科技園区

上海張江ハイテクパーク

蘇州ハイテクパーク

杭州ハイテクパーク

西安ハイテクパーク

武漢東湖ハイテクパーク

深圳ハイテクパーク

中国では、中央政府、地方政府がそれぞれ異なる知財優遇政策等を設けて
おり、多くの企業は、地方政府の政策の恩恵を受けて発展している。
今回の研究ポイントは：今回の研究ポイントは：
ハイテクパークの知財戦略、現状及び動向
ハイテクパーク内の代表的企業の専利出願動向

ハイテクパークにお
ける企業が高成長を
続ける背景及び、主
要ハイテクパークの
知財戦略と、代表的
企業の知財活動状況
を調査し、日本企業
の中国知財戦略及び
施策を提案すること
を目的とする。

中国専利法
第4次改正準備中

台湾2013年法改正

韓国2013年法改正
（FTA、PLT対応改正）

委員長：岡本（新日鉄住金ソリューションズ）

委員長代理：大城（富士通）

外国特許ニュースで
最新情報を配信中！！

＜中国権利取得に関する調査研究＞ 第４小委員会・中国WG

他社における権利取得阻止の観点から、中国における情報提供
制度の活用状況の実態を把握し留意点等を明らかにする。

・情報提供の効果は？
・情報提供をどのように使っていくか？

伊東（豊田自動織機）、荒瀬（ダンロップスポーツ）、岡田（カネカ）、北川（神戸製鋼所）、佐野（村田製作所）、
山東（セイコーエプソン）、清水（アズビル）、中島（凸版印刷）、浜野（NEC）



＜中国の権利活用／訴訟に関する調査研究＞ 第２小委員会

狙い：

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ： 「知財管理」誌への投稿

下記について整理し、会員企業へのF.B.を図る
①「証拠」 に 関する研究

-予防安全視点での証拠収集
-証拠を活用できた事例・できなかった事例

②訴訟対応中国代理人の選定の考え方
-訴訟対応中国代理人の選定基準は？
-訴訟経験に基づく中国代理人の活用法

井上（積水化学工業）、橋本（東芝エレベータ）、倉本（東洋紡）、志賀（旭化成）、下総（オムロン）、高岩（トヨタ）、
高橋（住友電気工業）、竹長（三菱電機）、水本（ジヤトコ）、室井（デンソー）、毛利（キヤノン）、劉（パナソニック）

＜中国の判例研究 ／ 研究テーマ 「間接侵害」＞ 第３小委員会

●中国への事業展開上、訴訟リスクが高まっている。
●しかし、中国専利法には「間接侵害」に関する規定はない。
●そこで、判例を読み、中国の司法判断の傾向や特徴を研究。
●研究の進め方
（１）判例検索（⇒キーワード検索「间接侵权」、４８件ヒット）

（２）判例からノイズ除去
（３）判例の詳細検討（⇒チェック項目を決めて、各判例毎に読み込み）
（４）傾向や特徴を検討

●アウトプット： 「知財管理」誌への論文投稿予定

伊藤（大日本印刷）、朴（ソニー）、石橋（第一三共）、井上（クラレ）、畔木（日本特殊陶業）、佐藤（三井化学）、
松村（カシオ計算機）、薮田（アンリツ）

＜韓国の特許制度研究＞
第４小委員会・韓国WG

「韓国における特許権取得上
の留意点」（第3版 2011年10
月発行）の発行以降の法改正
や判例等の変化を反映させた
改訂版を作成する。

岩崎（富士フイルム）、山東（セイコーエプソン）、
豊崎（NTTドコモ）、浜野（NEC）、和田（東芝テック）

・2013年法改正に対応！
・2015年法改正情報も掲載！
・最新の重要判例も掲載！

＜台湾の特許制度研究＞
第５小委員会

林（日東電工）、大城（富士通）、相澤（三菱製紙）、
小渡（旭硝子）、斉藤（YKK）、長野（日立製作所）

Ver．２

「台湾における特許権取得上
の留意点」（初版 2011年8月
発行）の発行以降の法改正の
変化を反映させた改訂版を作
成する。

・2013年法改正に対応！
・最新統計データも掲載！


